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Zestaw z maskg do peelingu skory twarzy

Przedmiotem wynalazku jest zestaw z maskg do peelingu skéry twarzy.

Problemem wigkszosci znanych sposobdéw i urzgdzeh do peelingu skéry twarzy jest
uzyskiwanie nie zawsze pozadanych efektéw i konieczno$¢ powtarzania dos¢ inwazyjnego zabiegu.

Dotychczas znane sg réznego rodzaju rozwigzania urzadzen do pielegnacji i peelingu skéry
twarzy.

W zgtoszeniu patentowym US2004139981(A1) opisana jest naktadana na twarz maska
kosmetyczna. Maska ta wykonana jest z silikonowego materiatu i na swojej wewnetrznej stronie ma
réwnomiernie rozmieszczone generatory podczerwieni. Emitowane promieniowanie wykorzystywane
jest do pielegnaciji skory twarzy.

W opisie patentowym KR102103648 (B1) przedstawiony jest zestaw sktadajacy sie z maski
twarzowej oraz generatora tlenu. Tlen jest poprzez dysze znajdujgce sie w wewnetrznej warstwie maski
wiryskiwany na skére twarzy. Dzieki temu zaaplikowane skfadniki odzywcze sg wraz z tlenem
skutecznie wchianiane przez skore twarzy.

Opis patentowy US10182637 (B2) oraz opisy zgtoszen patentowych JP2011136071 (A),
GB2561180 (A) i DE19930838 (A1) przedstawiajg naktadane na twarz impregnowane $rodkami
kosmetycznymi maseczki, ktére sktadajg sie z odpowiednio uksztattowanych i dopasowanych do twarzy
czesci i ktore posiadajg otwory w okolicach oczu, nosa i ust uzytkownika.

Maske do masazu kosmetycznego, usuwania zmarszczek na twarzy i nadawania skérze
sprezysto$¢ przedstawia opis patentowy KR100291011 (B1). Maska do masazu kosmetycznego
zawiera podwdjng czes$é twarzowg z otworami na oczy, nos i usta i wyposazona jest w wibracyjne
elementy zamontowane w czesci czotowej i policzkowej, elementy grzewcze oraz dozowniki $rodkéw
kosmetycznych. Podobnie rozwigzana jest pro-zdrowotna maska z funkcjg wybielania twarzy,
upiekszania, odzywiania skory, pielegnacji twarzy i zapobiegania starzeniu przedstawiona w opisie
zgtoszenia patentowego CN109453459A. Podobne rozwigzanie przedstawione jest w opisie wzoru
uzytkowego CN1593365 (A). Poddawana liftingowi skéra twarzy dodatkowo jest naswietlana
promieniowaniem elektromagnetycznym.

W rozwigzaniach przedstawionych w opisach patentowych KR101641694 (B1)
i KR101935730 (B1) maski kosmetyczne $cisle dolegajg do twarzy dzieki doprowadzanej energii
elektrycznej i wytwarzanemu napieciu. Generowane aniony wykorzystywane sg do masazu skoéry
twarzy uzytkownika.

Opis zgtoszenia wzoru uzytkowego CN204909803 (U) przedstawia rodzaj maski upiekszajace;j,
sktadajgcej sie z warstwy zewnetrznej i wewnetrznej, ktére wykonane sg z elastycznego,
nietoksycznego i wodoodpornego materiatu oraz warstwy posredniej wyposazonej w metalowg
elektryczng membrane grzewczg. Elektrycznie zasilana membrana jest podtgczona do sterownika.

Z opisu wzoru uzytkowego CN201171840 (Y) znana jest maska upiekszajgca z rozpylaczem
Ssrodkéw kosmetycznych. Sktada sie ona z ostony twarzy oraz miniaturowego ultradzwiekowego

atomizera o regulowanej czestotliwosci podtgczonego do wloty powietrza.
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Z opisu zgtoszenia patentowego JPH08308635 (A) znane jest urzadzenie kosmetyczne do
pielegnaciji skory twarzy wykorzystujgce promieniowanie dalekiej podczerwieni emitowane z elementu
z witbkna ceramicznego.

Maseczke upiekszajgca, ktéra sktada sie z czesci twarzowej oraz jednostki rozpylajacej ptyn do
wilosoéw dostarczany z zewnatrz przedstawia opis zgtoszenia patentowego KR20180092052 (A).

W opisie zgtoszenia wzoru uzytkowego CN207342034 (U) przedstawiona jest maska, za
pomocy ktérej moze rozciggac¢ zmarszczki na twarzy, nagrzewadé oraz naswietlac, a w opisie zgtoszenia
patentowego CN105148394 (A) i zgtoszenia wzoru uzytkowego CN205181987 (U) przedstawione sg
rodzaje folii kosmetycznych do twarzy z funkcjg ogrzewania, chtodzenia i aplikacji $rodka
kosmetycznego lub leczniczego.

Z opisu patentowego KR101616002 (B1) znana jest maska z osadzonymi na wewnetrznej
warstwie przewodzacej diodami elektroluminescencyjnymi. Bezposrednie oraz odbijane $wiatto od
warstwy odblaskowej jest kierowane na twarz uzytkownika. Z kolei z opisu zgtoszenia patentowego
CN106390301 (A) znana jest maska upiekszajaca z diodami elektroluminescencyjnymi i mikroigtami do
iniekcji srodka medycznego do skoéry. Opis zgtoszenia patentowego US2008058915 (A1) przedstawia
maske do zastosowan kosmetycznych i prozdrowotnych. Zawiera ona zintegrowane z membrang
elektrody znajdujgce sie w miejscach odpowiadajgcych punktom akupunkturowym twarzy. Synergiczne
efekty uzyskiwane sg, gdy przy zwilzonej twarzy generowane sg impulsy elektryczne stymulujgce
punkty akupunkturowe, nerwy lub mieénie.

Rodzaj ostony twarzy do zabiegéw kosmetycznych za pomocg pary przedstawiony jest w opisie
zgtoszenia patentowego CN103405331 (A). Ostona twarzy jest wyposazona w otwory na oczy i usta
i jest krawedziowo uszczelniona. Para jest doprowadzana do przestrzeni pomiedzy przegrodami i przez

otwory kierowana na skore twarzy i szyi.

Celem wynalazku jest skuteczne oczyszczanie i pielegnacja skéry twarzy.

Przedmiotem wynalazku jest zestaw z maskg do peelingu skory twarzy zawierajgcy korpus
maski i jej mocowanie. Jego istota jest to, ze korpus maski na swoim obwodzie posiada elastyczny
materiat uszczelniajgcy i w korpusie maski znajdujg sie dysze rozprowadzajgce czynnik peelingujgcy
skierowane do wnetrza korpusu maski. Dysze mocowane sg szczelnie i elastycznie do korpusu maski
za pomocg elastycznego materiatu uszczelniajgcego i kazda z dysz posiada uchwyt wystajgcy na
zewnatrz korpusu maski. Do dysz podtgczone jest doprowadzenie czynnika peelingujgcego. Do wnetrza
korpusu maski podigczone jest odprowadzenie czynnika peelingujgcego. Zestaw zawiera aparat

oddechowy oraz korzystnie okulary ochronne.

Korzystnym skutkiem zastosowania wynalazku jest to, ze pozadane efekty oczyszczania
i pielegnacji skory twarzy uzyskiwane sg w relatywnie krétkim czasie zabiegu przy niewielkiej jego

inwazyjnosci.
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Przedmiot wynalazku w przyktadzie wykonania jest uwidoczniony na rysunku, na ktérym
poszczegdlne figury przedstawiajg:
Fig. 1 — zestaw z maskg na twarzy uzytkownika w widoku perspektywicznym od zewnatrz,
Fig. 2 — zestaw z maskg w widoku perspektywicznym od wewnatrz,

Fig. 8 — szczeg6t mocowania dyszy w korpusie maski.

Zestaw z maskg do peelingu skéry twarzy w przyktadzie wykonania przedstawionym na rysunku
skfada sie z korpusu maski 1 wykonanego z przezroczystego szkta akrylowego, ktéry na swoim
obwodzie posiada elastyczny materiat uszczelniajagcy 2 w postaci syntetycznego kauczuku
poliuretanowego. W korpusie maski 1 umieszczone sg cztery dysze 3 z koncdéwkami dozujgcymi
Optimum firmy Nordson EFD rozprowadzajgce czynnik peelingujgcy i skierowane do wnetrza korpusu
maski 1. Czynnikiem peelingujgcym jest wodny roztwér Fresh Spa Kam-Chat-Ka Solna Fala z witaming
K, wyciggiem z ruszczyka i kasztanowca. Dysze 3 mocowane sg szczelnie i elastycznie do korpusu
maski 1 za pomocg elastycznego materiatu uszczelniajgcego 4 w postaci w postaci kauczuku
butadienowo-akrylonitrylowego — gumy NBR. Kazda z dysz 3 posiada uchwyt 3.1 wystajgcy na zewnatrz
korpusu maski 1. Do kazdej z dysz 3 poditgczone jest doprowadzenie 5 czynnika peelingujgcego.
Do wnetrza korpusu maski 1 podtgczone jest odprowadzenie czynnika peelingujgcego 6. Zestaw
zawiera takze aparat oddechowy 7 ktérym jest system HI-Flow Star z kaniulg nosowg firmy Dréager.
W sktad zestawu wchodzg dodatkowo okulary ochronne 8 wykonane z PTFE.

Dziatanie zestawu z maskg do peelingu skéry twarzy przedstawionego w przykfadzie wykonania
polega na tym, ze po wigczeniu zasilania i rozpoczeciu zabiegu z dozownika poftgczonego ze zrédtem
czynnika peelingujgcego dostarcza sie ten czynnik doprowadzeniem 5 do dysz 3. Z dysz 3 czynnik
peelingujacy jest kierowany, manipulujgc uchwytami 3.1, na skére odpowiednich miejsc twarzy
uzytkownika. Uzyty w zabiegu czynnik peelingujacy jest odprowadzany poza korpus maski 1 poprzez
odprowadzenie czynnika peelingujgcego 6. W przeprowadzanym piecio-minutowym zabiegu
uzytkownikowi o cerze suchej i naczynkowej usuwana jest ptytka warstwa martwego naskoérka oraz
niwelowane sg zaczerwienienia i uszczelniane sg naczynka. Regenerowany jest rowniez pfaszcz
lipidowy skéry. Uzytkownik po zabiegu ma oczyszczong, wzmocniong, nawilzong oraz ochroniong przed
wysuszaniem i czynnikami zewnetrznymi skére twarzy. Diugotrwaty efekt uzyskiwany jest po trzech

seriach zabiegéw powtarzanych codziennie przez okres pieé dni.
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Wykaz oznaczen:
1. Korpus maski
Materiat uszczelniajgcy

Dysza

—

Uchwyt

Materiat uszczelniajgcy

Doprowadzenie czynnika peelingujacego
Odprowadzenie czynnika peelingujgcego

Aparat oddechowy

© N oo O R~ W Db

Okulary ochronne



